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Se conocen dos clases de instalaciones de méquinas
para rectificar y pulimentar el cristal de lunas. El
procedimiento de la mesa redonda y el continuo sobre meseas
rectangulares.

Se En el sctusl estado de la técnica, el continuo
se ha evidenciado con mucho como el més econémico. Ko
obstante conserva inherentes dos deficlencias ligadas
condicionalmente entre si,

Hasta shora, estas instalaciones requieren un

10, +tamafio mfnimo, que no solsmente precisa la inversién
de capitales extraordinarios, sino que determina una
magnitud tal de la produceibén, que ain con la limitacién
a clertas dimensiones del tamafio de las planchas, no se
le puede dar saiida sino en condiclones especialisimas

15, del mercado.



La base de la limitacidn del tamafio de una
instalacién de esta clase que explicamos més abajo, es de
ordien esenciaimente cinemético como indicamos & continuacién.

Las condiciones méAs favorabies de pulimentaciébn

20, estén ligadas en primer Lugar a que el fieltro de pulimentar
se mueva con una clerta velocidad absoluta sobre el
cristal y en segundo iugar a que 1os recorridos sucesivos
ael fieltro sobre er cristai se sobrecorten en una clerta
medida o'proporcién. 31 el movimiento de avance rectilineo
25, en las mesas del procedimiento contifnuo es demasiado
corto, las herramientas de pulimentar se mueven segin
una trayectorias de forma casi circular y producen de
este modo las temidas "olas del pulimentado”. Para
evitar esto, dos bobinas Ge puiimentar consecutivas
30, deberén sobrecortarse siempre bajo un éngulo suficiente,
de suerte que las ifneas de pulimentacibén difieran
suficientemente de circunferenciss pronunciadas, ap?oximéndose
a curvas cicloidales progresivas, Para esto se precisa
un movimiento de avance minimo de la mesa de pulimentacidn
35, bajo el mecanismo de pulimentar. Segin la experiencia,
para obtener la velocidad reirativa més favorable arriba
indicada, La velocidad de fiujo es de 1,50 - 180 m/m por
minuto, La anchura minima de cinta que se emplea sobre
ls base del tama’o més pequeiio accesibie de la plancha, es
40, probsbiemente de 90 cm., Ain contando con esta anchura
minima se llega a menudo a cantidades de produccién
mi{nima demasiadio elevaias de estas instalaciones de

pulimentacibén. Las circunstancias se hacen afin més

desfavorables al tener que usar, para planchas mayores,

45, mayores anchuras de cintas, de suerte que en el estado
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actual de im téonlica y Ge ia economis solumente muy
gondiclonaimente csbe pensar en utillizsr el procedimlento
continuo,

Kl invento siguiente &4 una solucidn del
bU. probiema, en el sentido de gue para cualguler anchura
ae cinta, i1m cantldasd producida se puede hacer casi
iudependilente de La velocldad de fiujo de ia tabla de
eristal con reiracién a is maguinaria de rectiricar y
pulimentar,
bbe Esta scolucidn se slcanza, superponiendo, del
modo gue describiremos mée detslladamente, un movimiento
peribilco de valvén, pero Ge la misma direccidn, sl
movimiento rectiifneo emplesuwo hasta ahora (e .Lae messas
bajo 1s8 herramientas, |
60, Ya se conocen procedimientos de rectificar y
de pulimentar, en lLos cuales las piezas descansan sobre
mesas que van y vienen, En estos, gueds sin embargo la
pleza Gel principio al fin del proceso esencisimente
bajo las mismas herramientas de rectificacibdn y pulimentaci@ﬂ.
€. por 10 ocual se diferencia fundsmentaimente del procedimiento
de flujJo cuyo perfeccionamiento tiene por objeto el presente
invento, Tambien son conocidos procedimientos en loe‘
cuales las mesas que van y vienen experimentan ademés
un movimiento transverss., 0 en .08 que el mismo
70, movimiento relative se obtiene por un movimiento
excéntrico Ge todo el mecanismo accionador del cabezal
de pulimentsecidén., Kinguno de estos conocldos procedimientos
proporciona sin embargo, ni siguiera en combinscién con
el movimiento de avance usual siempre en una aireccidn

76, de la mesa en el nuevo procedimiento de fiujo, el mismo



80,

8E.

90.

95,

100,

-4 -

efecto geométrico de movimiento de las lfneas de rectificado

.y pulimentado sobre las pianchas de cristal que ei

proceaimiento presente. Antes al contrario, aparecerian
giempre, con el movimiento lento de avance necesario
para produccibn escasa, ias temidas "o.ias del puiimento”
por la excesiva superposicién de ejes de pulimentacién
consecutivos, prescilndiendo de 1la complicacién ¥
encarecimiento de todo el conjunto mecénico de is
instalacién.

A continuacifn se describe, con ayuda de
esquemas la nueva clase de movimiento en tres ejemplos,
La Filg. 4 representa ssimismo esqueméticemente uns
instalacidn de rectificacibén y puiimentacién a propéesito
para ejecutar el nuevo procedimiento.

En lss Figs. 1-3 se representa en grhficos la
marcha de vaivén del movimiento de 1la mesa; los sucesivos
recorrldos se han separado para mayor cliaridad. Sea
por ejemplo en la #ig. 1 el trayecto a un recorrido de
ida ( en direccidn del movimlento progresivo de flujo
de la piezaj, el trayecto b un recorrido de vuelta
(contrario a la direccibén del movimiento del flujo); ¢ es o
la diferencia entre 8 y b. Entonces, llamando P a un
movimiento alternativo, esto es, a un periodo compieto,
ls velocidad relativa del coristal o de la mesa con respecto,
8 108 aparatos de rectificar y pulimentar fijos, es
(a ¢ b):P, por @ contrario, ia velocidad del movimiento
de flujo progresivo viene dada por (a=-b):P. Haciendo muy
pequefia ¢, esto es, la diferencia entre el camino a de

ida y el camino b de vueita, pueden obtenerse a voluntad

108, pequeiias velocidades de fiuJo progresivas a pesar de la
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aita veilocidad reiativa entre el cristel y el dispositivo
de rectificar o de pulimenter. Se vé fhciimente gue variando
la magnitud ¢ se modifica a voluntad la velocidad de fiujo
progresiva, adaptando ssi en cada momento la cantidad
110. de produccién a las posibilidades de saiida.
Las FPigs, 2 y % muestran variaciones del
movimiento dentro del mismo invento. En el movimiento
gsegin este esquems aceda grupo de recorridos de ida y
vuelta de 1gusl longitud a-b, sigue un recorrido més largo
115, de 1da d, (Fig. 2} o uno més corto de vuelta e, (Fig. 3).
Segin la planta esquemética de uns instalacién
para 1a ejecucidén del nuevo procedimiento de rectificar y
pulimentar, se conducen las pianchas de cristal primeramente
bajo una série de cabezas rectificadoras 1 y después
120, bajo una série de_cabezsag pulimentsdoras 2 descansando
las planchas de cristal sobre carros %, los cuales, por
dispositivos apropiados de accionamientc, mecénicos,
eléctricos o hidréuiricos, de suyo conocidos, son empujados
oon el movimiento descrito de "paso de peregrino". Las
126, correderas indicadas con 4 sirven para cambiar los carros
del dispositivo de rectificar al de pulimentar y viceversa,
B O T A,
Descrita suficientemente la naturaleza del
invento, asi como la manersa de ilefarlo a ¢cabo en la
130, préctica se hace constar gque las posibles alteraciones de
detalle que no rebasen el marco del invento deben considerarse
propias del mismo, la esencialidad del cual y por 1o que
se solicita patente de invencidn por veinte afios en Espaias,
consiste en:

1356, "Procedimiento contfnuo de rectificacibn y
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pulimentacién de planchas de cristal”; carscterizéndose

por el contenido de las siguientes reivindicaciones:

l@,- Procedimiento para el rectificado y
puilimentado continuo de planchas de cristal, en el cual
140. las planchas de cristal son movidas en forma rectiiinea
bajo las herramienfas, caracterizado porque a este movimiento

se superpone otro peribdico de vaivén en la misma direccidn.

28,- Procedimiento segln reivindicacién 1%,
caracterizado poryue la longitud de los trayectos del

145, movimiento periédico de 1da y vuelta es variable.

38,~ Procedimiento segdn reivindicacién 1% o 28,
caracterizado porgue ia diferencia entre el trayecto de
ida y el de vuelta es varisblemente regulable, por ejemplo,

es tamblén peribdicamente variable.

160. 48,= Procedimiento segin 1, 2 o 3, caracterizado
porgue s grupos de movimientos de vaivén con trayectos de
ida y vuelta de igual longitud sigue bien un trayecto de

i{ds m&s largo o uno de vuelta més corto.

"procedimiento continuo de rectificacién y
16b. puliimeniacién de planchas de cristal”. '
Segdn queda substancialmente descrito en la
presente memoria y se ilustra en los dibujos que se

acompal.an a t{tulo de ejemplo.

Esta memoria consta de seils hojas escritas por
180, una sols cara.
Madrid, 30 de Abril de 1932,
Dr. FRITZ ECKERT.

P. P.
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